安捷伦半导体无机元素分析概览

ICP-MS作为一种金属元素分析仪器应用于半导体产业链，始于20世纪80年代。随着半导体制程的不断迭代，整个行业对ICP-MS的性能提出了越来越高的要求。过去30年来，位于日本东京的安捷伦ICP-MS全球研发中心与半导体产业链端客户密切合作，引领着ICP-MS在全球半导体产业链中的应用不断创新。
